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RESUMEN

En este trabajo de investigacion, se llevo a cabo la sintesis de peliculas delgadas de bisulfuro de tungsteno
(WS) y bisulfuro de molibdeno (MoS,), por medio de Magnetrén Sputtering, con el fin de aplicarlos como
lubricantes sélidos en condiciones de frontera, en combinacion con lubricantes liquidos utilizados en la
industria regional. Se obtuvieron espesores de pelicula aproximadamente de 2 um utilizando cinco
temperaturas diferentes en el proceso de pulverizacion. Se analizo la composicion quimica utilizando
espectroscopia Raman, las propiedades superficiales y esfuerzos intrinsecos por medio de perfilometria de
contacto, las propiedades mecanicas de las peliculas se estudiaron por medio de Nanoindentacion
instrumentada. Con el fin de observar el comportamiento tribolégico de los materiales, se utilizo la técnica
pin sobre disco (POD) en presencia de lubricantes liquidos utilizados en la industria [1-4].

ABSTRACT

In this research, synthesis of Disulfide Tungsten (WS;) and Molybdenum Disulfide (MoS;) thin films by
Magnetron Sputtering are studied, in order to apply them as solid lubricants in boundary conditions in
combination with liquid lubricants used in the industry. Film thicknesses were approximately 2um using five
different temperatures in the sputtering process. Chemical composition was analyzed using raman
spectroscopy, surface properties and intrinsic stress by contact profilometry, mechanical properties of the
films were studied by instrumented nanoindentation. In order to observe the tribological behavior of
materials, pin on disk was used in the presence of liquid lubricants [1-4].
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